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文章摘要：

本文采用ＴＥＭ原位拉伸技术研究了处于不同取向的全层状结构的Ｔｉ－４
９％Ａｌ（原子分数）合金（ＰＳＴ晶体）的断裂机制, 结果表明：ＰＳＴ晶
体裂纹萌发及扩展机制强烈依赖于ＰＳＴ晶体的晶体学取向, 裂纹尖端位错发
射能力的不同和界面的约束是造成不同取向ＰＳＴ晶体具有不为断裂机制的根
本原因.
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